
有機金属塗布膜のVUV光ゲルコンバージョンによる金属酸化物の低温成膜

VUV光ゲルコンバージョン法

172 nm（696 kJ/mol）の真空紫外光（VUV光）照射

Patrick C.With et  al., Chem. Mater. 2016, 28, 7715−7724

印刷可能な無機材料の実現

光化学反応 ×溶液プロセス

低温

金属酸化物薄膜→次世代のエレクトロニクス材料
誘電体・半導体など幅広い機能

keyword: アモルファス金属酸化物薄膜、溶液プロセス、フレキシブル無機材料

山形大学有機材料システム研究科吉田司研究室
博士課程5年一貫教育プログラムフレックス大学院

長岡歩
[t221917m@st.yamagata-u.ac.jp]

安価な溶液塗布法での低温成膜は非常に難しい

有機金属前駆体膜 VUV 金属酸化物薄膜

熱に弱いフレキシブル基板に成膜可能平滑

アモルファス

利点

常圧

大面積

しなやかなアモルファス薄膜を均一に成膜

デバイスへの応用

OLEDの薄膜封止

Lina Sun et al.,ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 43425−43432

本研究

平滑緻密な酸化チタンの成膜

ポリマー前駆体→平滑緻密な薄膜を形成

酸化チタンポリマー

Wataru Shimizu et al., Langmuir 2012, 28, 12245−12255 

VUV 平滑緻密な酸化チタン薄膜

透明導電膜 薄膜封止


